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SPOSGB OTRZYMYWANIA CIENKC WARSTWOWYCH ELEKTROD O WYMAGANYM WZORZE

Przedmiotem wynalazku jest sposéb otrzymywania cienkowarstwowych elektrod o wymaganym
wzorze, umozliwiajzcym otrzymenie znakdw zwiaszcza cyfrowych lub literowyck.

Elektrody takie wykonsne w postaci cienkich warstw ne podZozu ze szkia z materia2déw wyka-
zujacych duza transmisje dla swiatia widzialnego i wysokie przewodnictwo elektryczne, znaj-
dujg szerokie zastosowanie do budowy wskazZniké&w ciekXokrystalieznyeh i innych optoelektro-
nicznych wyswietlaczy informacji w formie cyfrowej lub litercwej.

Znany jest sposéb wytwarzania wzordw elektrod metods fotolitografii, w ktdrym na pod-
toze ze szkila z naniesiong przewodzgcg i przezroczysta warstwg nakladz si¢ na calg jej po-
wierzechnie emulsje éwiatloczula, a2 nastepnie przez maske o zadanym wzorze elektrod hadwiet-
la promieniowaniem ultrafioletowym obszary wzoru elektrod. Tak neswietlona piytka posiada

obszary utwardzone, te kitdre byly nadwietlone i obszary nieutwardzone, dajzce sie atwo

usunaé,co prowadzi do odsionigcia warstw przewodzacych w obszarach migdzyelektrodowych.
Te miedzyelektrodowe obszary, usuwa si¢ metods trawienia w gorgcych roztworach kwaséw.
Pozostala po wytrawieniu utworzong emulsje¢ usuwa si¢, na przykiad przez spalenie, a na-
steprie zmywanie ~ odstaniajgc wzér elektrod. Procedura ta stosowana powszechnie, jest
ziozona i pracochionna.

Inne rozwigzanie znane z opisu patentowego Wielkiej Brytanii nr 1 454 993 wykorzystu-

je vokrycie calej piytki szklane] warstwa aluminium, w ktérej nastepnie trawieniem odsia-
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nia sige podoze w obszarze, gdzie ma byé naoszona warstwa elektrod. Pc ich natozeniu usu-
wz sie selektywnym wybrawianiem pozostala warstwe aluminium razem ze znajdujacym sig¢ na
niej materiaem. Sposéb ter nie eliminuje fotolitografii i chemiecznego trawienia. Inny
sposéb otrzymania takich wzoréw elektrod polega na uzyciu piytki z naniesiong warstwg
przewodzacsy, @ nasternie naniesienie tecknika sitodruku odpowiednie] pasty na obszary wzo~
ru cyfrowego, ktére maja byé elektrodami. ¥ ten sposdb, podobnie jak w technice fotolito-
grafil, uzyskuje sig¢ zamaskowane cbszary elektrod i odpowiednimi roztworami trawigcymi
usuwa 8ig¢ zbedne czedci warstwy miedzy elektrodami. Nastepnie innymi rozpuszczalnikami
lub przez wypelenie odeZania sie obezary elektrod. Wynalazek usuwa wady i niedogodnosei
dotychczasowych rozwiazarh porrzez wyeliminowanie fotolitografii oraz chemicznego trawie=-
nia.

Sposéb wedTug wynalazku przy zastosowaniu procesu préiniowego do nanoszenia warstwy
elektrodowej oraz z wykorzystaniem technilti sitodruku do uzyskania wzoru polega na tym,
e znang paste sitodrukarska nanosi sig na czyste podioze pokrywajac obszary miedzyelektro-
dowe. PodYoze wygrzewa sig w powietrzu w temperaiurze nie wyzej niz 543 X w czasie nie
krétszym niz 5 minut, 2 nastepnie w komorze préinlowej w temperaturze nie wyzszej niz
673 X w czasie 5 = 10 minut. W czasie wygrzewarnia komore odpompowuje sig, co sprzyja usu~-
waniu lotnych sktadnikdéw pasty sitodrukarskiej. # koficowe] fazie ctrzymywania elekirod
usuwa sile paste sitodrukarsks przez zmywanie. ¥ ten sposéb na podloZu pozostaje nienaru-
szony wzér cienkowarstwowych elektrod o wymaganych ksztaltach. Waratwg elektrodows na-
nosi sig¢ jednym ze znanych sposcbéw katodowego rozpylania lub prézniowego naparowania, z
materiaiu przeznaczonegoe na elektrody, na przykiad SnOZ, In203.

Sposéb wedlug wynalazku zastosowano do otrzymywania wzoréw elektrod przezroczystych,
przeznaczonych do ciekokrystalicznych wskaZnikdéw cyfrowych.

Usywajac sita o g¢stodei liniowej 320 oczek nadrukowano na piytce szklanej negatywowy
wzdr elektrod cyfrowych o wysokofei cyfr 15 mm., Do drukowania stosowano paste sitodrukar-
skg o skiadzie: zywicas metakrylowa - 1 czg¢s8é objgtosSciowa, octan karbidolu butylowego -
5 czgéei objgtoSciowych, krzemionka koloidalna /granulowana/ - 3 czgsSci objgtoéciowe.
Prytki z nadrukowanym wzorze wygrzewano najpierw w powletrzu w temperéturze 433 K w cig-
gu 15 minut, potem w komorze prézniowej przy cidnieniu rzedu 1 Pa w temperaturze 543 K
w ciggu 5 minut.. Nast¢mie obnizano tempersture do 493 K i naloiono warstwe Inzo3 : Sn
technikg katodowego rozpylanis, znang 2 opisu patentowego PRL nr 120 738. Po wyjeciu
piytek z komory 1 ochiodzeniu do temperatury pokojowej, usunietc przez zmycie w wodzie

z dodatkien férodka myjacego o temperaturze 313 X negatywowy wzdér sitodruku, uzysku jac

na piytce zadany wzdr elektrod przeznaczonych do budowy cieklokrystalicznego wskafnike

cyfrowego.
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Zastrzezenie patentowe

Sposéb otrzymywania cienkowarstwowych elektrod o wymaganym wzorze, zwiaszcza na pod-
Yozu ze szkia, przy zastosowaniu procesu préiniowego do nanoszenia warstwy elektrodowe]
oraz z wykorzysianiem techniki sitodruku do uzyskanis wzoru, znemienny tym,
2e znang pest¢ sitodrukarsks nanosi sie na czyste podZoze, pokrywajac obszary migdzyelek-
trodowe, po czym podloze wygrzewa si¢ w powietrzu w temperaturzé nie wyzej niz 453 E w
czasie nie krétszym niz 5 minut, & nastepnie w komorze présniowej w temperaturze nie wyz-
szej niz 673 K w czasie 5 - 10 minut przy stalym jej odpompowywaniu, po czym na calg po-
wierzchnig tak przygotowanego podloza nanosi sig¢ warstwe elektrodows w temperaturze
mniejszej niz 673 K, zas w kodcowe] fazie otrzymywania elektrod usuwa si¢ paste sitodru~

karsks przez zmywanie.
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